
Z^RZĄDZENIE NR 112023

Dziekana Wydziału Inż.ynierii Chemicznej i Towaroznawstwa UTH w Radomiu
z dnia 21 lipca 2023 r.

w sprawie: Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Napodstawie:

- § 10 p. I załącznika do uchwały Senatu Nr 000-1/1412023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-

Humanisty cznymim. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

wprowadzam Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego integralną częŚÓ

stanowią:

l) ZAŁĄCZNIK ff 1 do Zarządzenia Nr IlZ}ż3lWICiT Wydziałowy System

Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i

Towaroznawstwa.

2) ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia Nr llZ\Z3lWICiT: Regulamin oceny nauczycieli

akademickich Uniwersytefu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimięrza Pułaskiego w

Radomiu na rok 2020 i lata następn e. - Zuządzenię R-24l20Z0 Rektora UTH Rad.

3) ZAŁĄCZNIK nr 2 do WSZJK: Procedura badań ankietowych doĘczących oceny zajęó

dydaktycznych na Wyd zialeInżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie zńącznika

nr 2 do USZJK) .

4) ZAŁACZNIK nr 3 do WSZJK: Procedura hospitacji zajęó dydaktycznych na Wydziale

Inż,ynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie z.aŁącznika nr 3 do USZJK) .

5) ZAł-ĄCZNIK nr 4: System oceny efektów uczenia się na Wydziale Inżynierii

Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie załącznika nr 4 do USZJK).

6) ZAŁĄCZNIK nr 4a do WSZJK: Procedura analizy realizacji efektów uczenia się na

Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie zńącznika nr 4a do

USZJK).

7) ZAŁĄCZNIK nr 4b do WSZJK: Procedura andrizy wyników nauczania na Wydziale

Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie załącznika nr 4b do USZJK).



8) ZAŁĄCZNIK nr 4c do WSZJK: Procędura badania jakości prac dyplomowych i ich

adekwatności do programów studiów i zamierzonych efektów uczenia się na Wydziale

Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie zńącznika nr 4c do USZJK).

9) ZAŁĄCZNIK nr 4d do WSZJK: Procedura weryfikacji i dokumentowania efektów

uczenia się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (na podstawie

zŃącznikanr 4d do USZJK).

l0) ZAŁĄCZNIK nr 5a do WSZJK Procedura przygotowania i wyboru tematów prac

dyplomowych na Wydziale Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

11) ZAŁĄCZNIK nr 5b do WSZJK: Procedura antyplagiatowa na Wydziale Inżynierii

Chemicznej i Towaroznawstwa.

12) ZAŁĄCZNIK nr 5c do WSZJK: Procedury obrony pracy dyplomowej na Wydziale

Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

13) ZAŁĄCZNIK nr 6 do WSZJK: Procedura monitorowania i oceny waruŃów realizacji

procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów na

Wydziale Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

14) ZAŁĄCZNIK nr 7 do WSZJK: Procedura obsady i organizacjizajęć dydaktycznych na

Wydziale Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

15) ZAŁĄCZNIK nr 8 do WSZJK: Procedura oceny mobilności pracowników i studentów

na Wydziale Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

16) ZAŁĄCZNIK nr 9 do WSZJK: Procedura określająca zakres i sposób upubliczniania

wyników badań opinii studentów o jakości zajęó dydaktycznychna Wydziale Inżynierii

Chemicznej i Towaroznawstwa

17) ZAŁĄCZNIK nr 10 do WSZJK: Procedura określająca zakres i procedury publikacji

informacji dotyczących programów studiów i efektów uczenia się, organizacji

i procedur toku studiów orazjakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej

i Towaroznawstwa.

18) ZAŁĄCZNIK nr 11 do WSZJK: Procedura analizy satysfakcji absolwentów studiów

na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

19) ZAŁĄCZNIK t:rt 12 do WSZJK: Regulamin pracy Rady Programowej na Wydziale

Inzynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

20) ZAŁĄCZNIK nr 13 do WSZJK: Regulamin pracy Wydziałowej Komisji ds. Oceny

Efektów Uczenia się (KOEU) na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

21) ZAŁĄCZNIK nr 14 do WSZJK: Regulamin pracy Wydziałowego ds. Jakości

kształcenia na wydziale Inzynierii chemicznej i Towaroznawstwa .

(JTH Rad"


